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El  estudio  de  nuevas  formas  organizacionales  del   TiO2 (fase  anatasa)  adquiere  importancia  debido  a  su  alto 

potencial para ser empleada en fotocatálisis  [1,  2,  3,  4,  5,  6]. Adicionalmente es un óxido no tóxico, estable en medio 

acuoso, lo que lo hace ideal para usarse en un amplio rango de procesos con un mínimo impacto ambiental.

El objetivo fue  emplear rutas de síntesis química de materiales para la obtención de películas delgadas de TiO2, 

obtenidas  por  el  método   sol-gel  asistido  por  corriente  eléctrica,  como  es  la  deposición  electroforética,  para 

aplicaciones de autolimpieza. 

Se emplearon dos métodos de depósito,  para la obtención de películas de TiO2 sobre vidrio.  Estos métodos son: 

sputtering  y  electroforesis  [7],   ambos  permiten  el  control  nanoestructural  de  las  películas  formadas.  Mediante 

sputtering,  se obtiene el depósito de titanio metálico a nivel atómico, sobre el vidrio,  que nos permite tener un 

sustrato conductor  y,  se  procede  a depositar  por  electrofóresis  el  oxihidróxido de titanio,   el  cual  mediante un 

tratamiento térmico da como resultado el  óxido de titanio (titania). Controlando las variables de depósito del método 

electroforético, se logrará controlar la formación de las películas nanoestructuradas y homogéneas. De esta forma, se 

obtendrán películas con propiedades de autolimpieza, aunque la utilización de éstas no se limita sólo a esta área. 

Se obtuvieron películas transparentes de titania. Éstas fueron caracterizadas por Microscopia Electrónica de Barrido 

(SEM) y por Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), con lo cual se comprobó la nanoestructura  de las partículas 

que conforman la película, así como la rugosidad de la superficie de la misma. 

Conclusiones: 

1.-  El  emplear  una  combinación  de  métodos  de  obtención  de  películas,  contribuye  a  obtener  películas 

nanoestructuradas transparentes, de anatasa. 
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